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IC17

Engenharia de Band-Gap de Nb205 para evolucao
fotocatalitica de H2 com luz solar simulada

ZAMPAULO, Luis Gustavo Tiveron; GONCALVES, Renato Vitalino

lg.zam®@usp.br

Ni6ébio € um material com potencial aplicacdo em diversas areas como medicina, 6tica, eletrdnica, catalise
e no desenvolvimento de materiais da indastria fina de alta tecnologia. Na corrida tecnolégica da
utilizacdo do nidbio, o Brasil leva vantagem em relacdo a outros paises por ser detentor da maior
reserva de niébio mundial (98%) (1), porém, ainda existe um longo caminho para a implementag&o
de politicas de utilizagdo do nidbio para o desenvolvimento de tecnologia nacional. Visando explorar a
capacidade fotoquimica do elemento niébio, este projeto propde estudar a formacdo de nanoestruturas
dos sistemas Nb205 por meio de um processo de pirélise, além de sua dopagem com Bi. Neste projeto,
foi desenvolvido nanoestruturas de 6xido de niébio a fim de se obter elevada eficiéncia fotocatalitica para
geracido de hidrogénio através da fotossintese artificial. Por meio da caracterizacdo dos materiais e de
experimentos de geracdo de H2 via fotossintese artificial, obteve-se que a estrutura pseudohexagonal a
500°C apresenta atividade fotocatalitica maior que das ortorrémbicas a 600°C e 700°C e que as amostras
dopadas com 0.5%, 1% e 2% em peso de bismuto.
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